
赛米莱德 光刻胶 NR75 1000HP 光刻胶

产品名称 赛米莱德 光刻胶 NR75 1000HP 光刻胶

公司名称 北京赛米莱德贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼
2层208

联系电话 15201255285 15201255285

产品详情

光刻胶京东方

事实上，我国是在缺乏经验、缺乏专业技术人才，缺失关键上游原材料的条件下，全靠自己摸索。近年
来，尽管光刻胶研发有了一定突破，但国产光刻胶还是用不起来。目前，国外阻抗已达到15次方以上，
而国内企业只能做到10次方，满足不了客户工艺要求和产品升级的要求，有的工艺虽达标了，但批次稳
定性不好。

“10次方的光刻胶经过多次烘烤，由于达不到客户需求的防静电作用，不能应用到新一代窄边框等面板
上。而国外做到15次方就有了很好的防静电作用。这还是我们的光刻胶材料、配方、生产工艺方面存在
问题。”李中强说。

关键指标达不到要求，国内企业始终受制于人。就拿在国际上具有一定竞争实力的京东方来说，目前已
建立17个面板显示生产基地，光刻胶PR1-2000A1
，其中，有16个已经投产。但京东方用于面板的光刻胶，光刻胶 NR75-1000HP，仍然由国外企业提供。

光刻胶市场

我国光刻胶市场规模2015年已达51.7亿元，同比增长11%，高于国际市场增速，但全球占比仍不足15%，
发展空间巨大。2015年我国光刻胶产量为9.75万吨，光刻胶75G-1500HP，而需求量为10.12万吨，依照需
求量及产量增速预计，未来仍将保持供不应求的局面。据智研咨询估计，得益于我国平面显示和半导体
产业的发展，我国光刻胶市场需求，在2022年可能突破27.2万吨。在光刻胶生产种类上，我国光刻胶厂商
主要生产PCB光刻胶，光刻胶，而LCD光刻胶和半导体光刻胶生产规模较小，相关光刻胶主要依赖进口
。放眼国际市场，光刻胶也主要被美国Futurrex 的光刻胶、日本合成橡胶（JSR）、东京应化（TOK）、



住友化学、美国杜邦、德国巴斯夫等化工寡头垄断。

 

6，坚膜

 

坚膜也叫后烘，是为了去除由于显影液的浸泡引起胶膜软化、溶胀现象，能使胶膜附着能力增强，康腐
蚀能力提高。

 

坚膜温度通常情况高于前烘和曝光后烘烤的温度 100-140度 10-30min

 

7，显影检验

 

光刻胶钻蚀、图像尺寸变化、套刻对准不良、光刻胶膜损伤、线条是否齐、陡

 

小孔、小岛。

NR9-3000PY 相对于其他光刻胶具有如下优势：

- 优异的分辨率性能

- 快速地显影

- 可以通过调节曝光能量很容易地调节倒梯形侧壁的角度

- 耐受温度100℃

- 室温储存保质期长达3 年

 

赛米莱德(图)-光刻胶 NR75-1000HP-光刻胶由 北京赛米莱德贸易有限公司提供。
北京赛米莱德贸易有限公司（www.semild.com）是北京 大兴区 ,工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行
科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛米莱德领导携全体员工热情欢迎各界人士
垂询洽谈，共创赛米莱德更加美好的未来。
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